Kielecki Park Technologiczny Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

Do wszystkich Wykonawcdw nr post.: KPT.341-9-3/13

Dotyczy: ,Ustugi sprzatania biur, pomieszczen i utrzymania czystosci na terenie wokét budynku
Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku
Technologicznego”.

WYJASNIENIE
tresci SIWZ

Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdin.
zm.), wyjasnia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia sporzadzonej w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego na Ustuge sprzatania biur, pomieszczen i utrzymania czystosci na
terenie wokét budynku Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Technologicznego
Kieleckiego Parku Technologicznego.

Pytanie 1
Jaka jest powierzchnia (w m?) elewacji szklanej podlegajacej ustudze alpinistycznego mycia z podziatem na
poszczegdlne budynki?

Odpowiedz 1:

Powierzchnia elewacji (fasady szklanej) budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku
Technologicznego wynosi ca 1 200 m2,

Powierzchnia elewacji szklanej budynku Biurowo — Laboratoryjno — Produkcyjnego Centrum Technologicznego
Kieleckiego Parku Technologicznego wynosi ca 1 400 m?,

Powierzchnia elewacji szklanej budynku Hali Centrum Technologicznego wynosi 985 m? w tym ca. 350 m?
uznajemy za kwalifikujaca sie do mycia alpinistycznego.

mar Krystyna Kundero-Séwka



